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MEHIORIA DESCRIPPIVA
para solicitar
PATENTE DE INVENCIORN
e 1 -
EsPaAlaA
por VEINTE afios
o nouwbre de KODAK, S.A., entidad egpafiola, estaﬁlecida en
Irdn 15, Ladrid, por: _ | :
WETORAS INTRODUCIDAS EN LA FABRICACTON DE COMPOSICIONES
REVESTIDORAS PARA PROVEER UNA CAPA HIDROFILA" ‘

Bste invencildn se relacions con planchas lito-
gréficas de imprimir, y mds especialmente se relaciona
con vlanchas para imprimir indirectamente (sistema
"offset") que cominmente se usan en la industria litogré~

5 fica. -
las plenchag litogrdficas son bien conocidas en
el campo de las artes grificas, especialmente las plan-
chas que tienen soportes de metai? como aluminio O‘CiHGg
Ln aiios recientes, el aluminio ha esido particularmente

10 atractivo pare hacer planchas litogréfices debido a su
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cogto, dlgponibilided y neso liviano. Sin embarso, cusndo

el aluminio se usa como un gubstrato rara planchag de ine-
primir, es preciso primero resolver ciertas desventzjas
inherentes. Por ejemplo, se ha establecido que ol resvbri
miento de bxido que ocurre naturglmenie sobre el aiuminio
no es lo suficicnte hidrdfilo para permitir un Ffuncinna-
miento sin dificultad en una prensa Llitogrdfics, de impri-
nir. El 2luninio raso es propense 2 tornarse ligersmente
hidréfuszo u oledfilo causando una acumulacidn gradual de
tinta on las zonas que no imprimen. (Este fendmeno ze co-
noce con varios nombres en el lenguaje del taller'litogré
Tfico en los paises de habla espafiola). 4 fin de elininar
eote condicidn e¢s preciso proveer una superficie neruanen
temente hidrdfila y reletivamente indisoluble. Tembidn, se
sabe que el aluminio rcaceclona con clertos materiales sen
gibles, como lag resings de diazo usadas en revoostimien-
tos para dicho metal, sexin se indicd en la patente nor-
teamericana 2.714.066.

Anteriorments so han sugerido varios métodos pg
ra impariir al substrato de aluminio une suverficie »ermp
nentenente hidrdfila. Tos tratemientos tinicos incluren
¢l "anodizado™, el recubrimiento de la superiicie con un
polimero orgdnico hidréfilo, ete. Por ejennlo, en la pa-
tente francess 804,255 publicada el 31 de octubre de
1945 ge deseribe un método de bratamientos guimicos o
eldetricos gue proveen una capa porosa de compucstos de
aluminio de oxiseno, Filor o Fosforosos. Ademde, Jlewve
sn el nanual Ilford "Process “Jork®, de 1946, nd-ina 237,
divalge el trataniento de planchas de aluninio eon solu-

eciones que contiencn deido fluosilieico o wn fliosgilice-
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Sin embargo, estos fratenientos no han sido sa-—
tislectorios nara producir un revestiniento hidréfiib con
venlente sobre ¢l sluminio, que sea adescuado paraiffbveer
la armonia necesaria entre la tinta y el agua paras @sesu-
rar un funcionamiento sin dificultad en la prenss litogrd
fica. Bs mds, los tratamientos mencionados mds arriba no
protegen los revestimientos de diazo comuneg y corrisntes
de los efectos del aluminio para gue las planchas se pue-
dan oregensibilizar y guardar durante largos periodbs de
tiempo antes de usarlas.

Un modo de proveer una plancha litOgréfica'que
tenza ung caps indisoluble, hidrbdfila, y que tembién ais-
le el revestimiento de diazo sensible a la luz del subs-
trato de aluminio, es revestir el aluminio con una capa
de siliceto conteniendo el radical $10,.

Uno plencha de aluminio litogrdfica, presensibi
lizade, que lleve sobre eolla una capa de silicato, tiene
vna utilidad limiteda cn la vrensa y tombién acusa una
pérdids de sensibilided durente el tiempo de almacenaje,
cepecialmente despuds aue la plancha se ha expuesto a la
atmésfera cargeda de hunedad o de ecalor o de ung combina-—
¢idn de ambas condiciones. Por lo ‘tanto, ha sido conve-
niente proveer vna plancha que proporcione mayor mars;cn
de sesuridad en la nrensa, mds utilided en la vrenss v
nds duracién en almacenaje que lo que ha sido pogible lo-
zrar con las planchas anteriores.

El revestimiento de una superficie de aluminio
con silice o con una capa de silicoto similar requiere

una superficie sguave del aluminio. Sin embargo, en la im-
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presidn litogrdfica ce ha encontrado comdmmente que una

1

K3

erficie greneada o bruzads provee mayor empliiud en
los condiciones de oversceidn en la prensa, especaalﬁbnte
noreue una plancha graneads requiere un equilibrio entre
la tinta y el azma que no 6o tan exacto como en wud nlan~
cha suave revestida con silicato. Ademds, la armcnia no
ten exacta entre la tinta y el asua reduce la tendencia
de la tinta a emulsionarse durante la impresidn multico-
lor, condicidn que normalmente causa una pérdida dc niti-
dez cun la imagen. For lo tanto, tambidn ce ha encontrodo
conveniente proveer una piancra de aluminio presensibili-
zada con una superficie greneada o bruzada.

4 fin de provecr una superficie hidrdfila indi-
soluble, o revestimiento superficial, es conveniente eli~
winar la necesgidad de usar bemperaturas elevadas 7y lavado

il

pogterior durante el wrocedimiento. Estos pasos son esen—

ciales en muchos de los procedimientos conocidos. Tambidén

co convenlente que el tratemiento se lleve a cabo en me-

2

iog ccuosos rara adi eliminar gases tdxicos o disolven—
teo inflsmables. Por lo tanto, vara lograr mejores caracte
risticas en uns plancha presensibilizada, es conveniente
obtener ung plencha que tenge una superficie graneads,
nsar un nejor método de tratamiento vars proveer una su-
nerficie hidrdfila v un revestimiento cstabilizado sensi-
ble a la luz sobre dicha superficie, vara asl lozrar 1a
combinacidn de cualidades superiores de impresidn v de
oreservacidn,

Hosotros hemos descubierto que es posible apli-
car uns capa superficial hidrdfila e indisoluble aproniada

a una ldmina de aluminio por medio de un tratamiento con

-4 -
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soluciones acuosas de ciertas sales de un titanio comple-
jo que son capsces de reacclonar en la superficie para
formar una capa indisoluble. e

Un objeto de csta invencidn es proveer énéfsur
perficie hidréfila para impresidn litogrdfica. Otra obje-
+0 e proveer una composicidn revestidora para tratar lag
superficies, como las de metal, papel y polimérices, ete.
para hacer una superficie hidrdéfila para uso en la impre-
sién litogrdfica. Otro objeto es proveer una plangha pre~
sengibilizada litogréfica de imprimir. Adn otro objeto es
vproveer ung plancha litogrdfica de imprimir, de aluminio
graneado ¥y sensibilizadsa con diazo. Otro objeto es pro-
veer una nueva composicidn revestidora que se adhiera te-
nazmente a varios soportes incluyendo los metales, como
el aluminio, cine, cobre y otros, y a materiales poliméri
cos como los poliésteres, polimmidas, poliestirenos, és-
teres de celulosa, efc., para proveer un revestimiento hi
dréfilo que carezce esencialmente de materiales disolubles
en azua ¥y al cuel se puedan adherir revestimientos sensi-
bles g la luz, lags tintas de imprenta, pinturas, etc.
Otros objetos se hardn evidentes de la siguilente divulza-
cidn.

Log objetos arriba mencionados y otros fines ge
logran haciendo una composicidn revestidora en un medio
deido de un compuesto de titanio que es pricticamente di-
soluble en agua.

Una fuente Util de titenio os la de los ortoéste
res de titanio, como vor ejemplo, los titanatos de tetraal
quilo. fungue es posible emplear otros titanatos, los Hi-

tanatos de tetraalquilo preferidos son aquéllos que tienen

-5~
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grupos de alquilo con 2 a 5 dtomos de carbono, COMO Lo
sjemslo, el Pitanato tetraetilico, Hitanato de tetranropl
lo, titanato de tetraisopropilo, titanato tetrabut ¢J1@0,
titanaio tetraisobutilico, titanato Go tetrasmilo, wic,
El comgtituyentec acidico que se presenta vara

reaccionar con el titenato produce un titanio compleyo GL

i

soluble en agua en un medio dcido. Ios comstltuyentes ac

PN L, 0, . ' -
dicos Utiles imeluyer, .or cjemplo, el &cido fluosiliecico
. - a o s ) w I s
deido hidrofludrico, dcido fosfdrico, dcido fluobdrico,
I r.,

geldo nivrico, ete.

La composicidn revestidora so nre para yrofcerivle
nente afiadiendo el titanato de alquilo al 4cido acuoso di
lufdo, por cusnto el fitanato de alquilo reacciona inme—
diatamente pera formar bidxido de titanio hidroso el cual
daspués se disuelve y/o reacciona para formar la llamada
"sal ds titanio bdsica". Cuando se usa el acido fluosili-
cico pava formar silicofldoruro de titanilo, una cscala

) L]

moler (molecular) Util de &cido fluwosilicico a <witanato &

[¢]

tetraalquilo es de 5:l a l:l mol. aungue nuestra Propor-
cion moler preferida es de 2:1 a 1l:1l mol. EL pH de las con
pogiciones del revestimlento puede variar de 1,0 a 5,0.
Una progporeidn molayr Gtil de deido Fluobdrico a
titanato de tetrealquilo e de T:l a 2:1 mol.
ouendo se use 2l dcido Ffosfdrico como constitu-
yente acidico, la composicion revestidora caplaada es

fosfato de perdxi de titanilo. EL titanato de alquilo es

. 0 £ o £ oo 4
jido o una solucidn dilufda de nerdxido de hidrogsno.

<

2 - na 4 o - ‘e
Cuando se complets la disolueion, endoncos sgeo ainds el
P . s ? , 3 .
d2ido Ffogfbrico. fn una composicion proferida nosotros

- n Lo aLan N AT
usamos .0 - 10,7 mol. de perox¢dq do nlurégcno 5031 10k,

-6 ~
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de titanato de alquilo y 2,3 - 7 mol. de gecido fosférico
por nol. de titanato de alquilo. Se comprenderé completar~
mente gure las proporciones volumdtricas se pueden“Vé}iar
v que la contidad de ague usada no es preciss sinéiéhe
debe sor suficiente para proveer disoiubilidad. "

Tombidn es posgible obtener una oomposicién Uil
preparando un dcido pertitinico disolviendo el tidanato
de algquilo en perdxido de hidrdgeno.

Es posible usar varios modos de aplicar ¢l re-
vestimiento incluyendo el de rodillo directo, inmerzién,
en tolva, con raspador, mecha, gldbulo, pulverizaddr; o}
con cualquier método conveniente. El revestimiento se pue
de hacer en uno o amvbos lados del soporte.

El espesor de la capa de titanio complejo en
un substrato de aluminio es difieil de determinar debido
a su delgadez. 3in embargo, lo mds probable es que el es-
pesor sea como el del recubrimiento de Jdxido que ocurre
naturalmente.

#l secado ocurre répidamente, pero en produc-
cidn se pueden usar secadores ventajosamente, empleando
el calor de medios conocidogs, como el aire caliente, 18m~
paras infrarrojas, ete.

El revestiniento sensible a la luz puede ser de
una resina convenientemente estabilizada disoluble en
azua conteniendo el grupo de diazonio el cual, al exponer
ge a la luz ultravioleta, forma una superiicie o imagen
oledfila,

#1 revestimiento sensible a la luz puede ser de

. ' 4
la giguiente formula general:

-7 -
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En 1l cual X' es Cl.

@ es un di-iebtal o metal trivalente de log szrupos
conocidos como estabilizadores de los syupos de
diazonio, por sjemplo, cadmio, cinc, bisuuto,

r o . e o o .
arsenico, antimonio, esdallo, hierro, platiro,
mercurio.

4 o N + .
es un anion o nmezcla de anlonog congistiendo en

e
-

haldgeno o sulfatos
% puede ser un fenilo o Ffenilo substituido en cu~
yo caso la resina es uvn prodveto de la condensg
cidn de aldehida de una sal de p-Giazodifenila~
mina. ¥n este caso, Y es hidrdgeno.
% e ¥ tambidn pueden ser radicales organicos que funcional
mente son capaces de entrar en una polimsrizacidn por adl
cidn, poliesterificacidn, condensacién u otro reaccidn ca
pag de producir ung rssina de peso molecular rslativamor
e bajo 0 capaz Ge reacclonar con un polimero preformado.
%Z e ¥ en eshe caso pueden ser los mismos o diferentes, el
conpuesio de diazonio con el cual uno empieza eS uLna p~dig
goanilina substitulda.
Algunos ejemplos de los grupos reactivos son el
hidroxilo como en H-c¢tilo, -H-(A -hidroxistilo)-anilino,
sales de diazo capaces de reaccionay con grupos poline-
rizables como el acriloil, metacriloil, etc.
La colocacidn de varios grupos en el : dtomo de

onilino-nitrégenc puede resultar en le preparacidn de po-

-8 -
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En nuestrs forma preferida, el revestimisznto sen
gible a la luz consiste en un producto de la condehﬁ@cién
de aldchido de uns p~diazodifenilemina. Los produé@ps sen
gibles a le luz de la condensacidn de aldehido de &na
p~diasodifenilanine estabilizadas con sales de metal, son
bien conocidos an el orts, como se desceribid en léJbatenr
te nortecmericana 2.714.066. Lotas resinas también‘oétén
disponibleg comercislmente, por ejemplo, la Resina Diazo
Fo. 4 suministrada por la Falrmount Chemical Company. Bs—
te material se describe como une doble sggl de sulfato de
diasonio-cloruro de cinc. Sin embargo, como se ha dicho
egn ¢l arte anterior, ol aluminio reaccionz con la resina
de dinzo causzcndo la descomrposicidn. Por lo tanto, en
nuestre forma preferida nosotrog usamos un método de ore~
pvaracidn v estabilizacidn de las resinas de diaszo sensi-
bleg a la luz con &l cual la superficie del aluminio no
desconoone las resinas.

Le planchae de imprimir de aluminio greneado pre
secnsibilizada nreparaia de acuerdo con nuestras especifi-
caciones, vuede manipularse y tratarse en uso como sge ha~
ce comin y corrientemente en la industria; Lag zonas no
expuestas son eliminadas y la »planca es barnizade, des-
pués de lo cuel la plancha se usa en una prense litogrdm
fice de imprimir.

Ta capa sengiblc vara la plancha litogréfica 86
puedc exponer a la luz visible, luz uliravioleta, luz in-

Lo

-9 -
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frarroliay, rayos X o calefzceion a fin de Formar sonag di-

- . . o . . oo
Terentes pare lmprimir. Hs posible usar compuestos orzani

cog senmibles o la Lluz como los ésterss arométicos y alifd
ticos, hidraszidas y amidas de sulfonatos de naliocrinona-
diszides, dcidos cimmamalmaldnicos, sus »roductos dc subg
titucidn y derivados funciomales, sales de dismonio Ao
aino-difenilaninas 7 sue productos da condensacidn con
formeldiehido, diazidas de benzales orvogquinouag ¥y Havi=
auinonag, antracenos y sistemss heterociclicos, POY 3 jehim
ploy, quinolina, indszoles, benzimidazoles, ditenild:ilon,
sembidn diazocetonas, cetonas no saturadoe, diazidac orto
7 paraiminoguinonas, derivados de slouilonitronaftaleno-
sulfonatos, nitrosldehidas, acenaftenos, estilbenos, azi-~
dag y diazidas y resinas de diazo polimdricas de elevado
peso molecular. También se pueden usar emulsiones de halu
ro de plata. Ademds, el substrato se puede sobrerrevestir

con una capa fotoconductiva de gran resistencia cléetrica

que se puede carzar y descarsar después por medio de la

<

luz o calor como en la electrofotografia, vor ¢jennlo, 7o
toconauetores orgénicos de bajo o elevado neso nolecular,
sembidn mezclas de csotos con resinas, Tembidn los oxaiia~
zmoles, imidazolomnas, triazoles, oxazoles, tiazoles, hidro
zonas, triazinas, carbazoles uolivinilicos T 0UAZ0LEn DO~
livinilicog se wrestan esnecialments cono fotocondieto-
rag,

Tes resinas Gtiles pueden contener ruuos ane
tienden a hacerlas disolubles en Alcali. Teles srunos in-
cluyen el dcido anhidrido, deido carbdnico, deido sulféui
coy 7 srurnos de sulfonanidas o sulfonimides, weor sjeunlo,

nolineros de nelivinilo o nolimeros de vinilo maaelados,

- 10 -
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reginas de égtorcs de deido ftdlico, resinas de alquilos
reginas natureles v resinas de deido poliscrilico,

Las wlanchas litosrdficas de csta invenéi%ﬁ DO-
seen adends la caracteristica de provesr buens adhééién ¥
nermiten la buena remocidn de lag zonas no expuestﬁé'de
modo qué wnueden producir un gran mimero de copias;_f’

Bl divujo acompaliante muestra uuns formande nueg
tra ianveneidu.

Lo M-ura 1 muestra en 3 una ldmina graneads de
aluninioc que lleva sobre ells en 2 una capa hidréfilg Yo
duella vor sl tratamiento con una sal de titanilo sohre la
cual en 1 va una reging de diazo establlizada sensible a
la lus.

La #i-ure 2 muestra la estructura de la Figura
1 despuée de la exposicidn o la luz y remocidn de las zo-
nas no expuestas de la resina de diazo esgtabilizada.

Log sisulentes ejemplos tilenen por objeto ilus-

trar nuestra invencidn, pero no limiterla de ningin modo.

Biemplo 1 = Silicofldoruro de Titanilo

Una ldmina bruzada y graneada de aluninio gue
tiene un espesor de 5 milédsimas de nulgada, es sumersida
en une solucidn de titeonio complejo preparads agitendo vi
~oposamente una solueildn de 750 ml. de arua destilada en
50 ml. de deido fluosilicico al 31,95 mientras 10 ml. de
titenato de tetraisopropilo se afiaden rdpidemente en un
chorro fino. Entonces el aluminio pass por entre dos rodi
1los 4e goma de un didmetro de 3/4 de pulgada, mecénioameg
te impulsados, con suficienie oresidn nara remover el ex-—

ceso da solucibén. De este modo se obtiene una capae muy

- 11 -
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delgada de solucidn que se seca répidemente o la tenpere

N

L - “ 0 2t
tura de lo habitaelon.

)

Es vogible obtoner revestimientos

similares sobre otros sovortes inclurendo de natarilLes

polinévicos, vanel, nmetal, ste.

Eiemnlo 2 -~ Fosfato Peroxi de Titanilo

ool

A 740 ml. de aszua se sfiaden 10 ml. (18,3l£r-) de

AV

deido Tosférico 21 85% (0,1568 mol.) y 30 ml. (33 sr-) de
nerdzido de hidrdzeno =1 28% (0,262 mol.). Entoncss o€
oflade con buena szitacibn, 10 ml. (9,55 zr.) de $itmnato
de tetraisopropilo (0,0336 mol.). El recultado es una £S0-
lueidn de color naranjo—emarillo que estd lista pura apli
car el revestimiento. Bsta soluecidn se awlica como en ol
Liemplo 1 para hacer un revestimiento delsndo sobre la sk

nerficie del sosorie.

Biemplo 3 - Prenarocidn de uns Sclucidn Nevestidora de

Flioborato de Titenilo

A 750 ml. de agzua se afisden 14,7 gr. (0,0672
nol.) de dcido fluobdrico al 40% con suficiente o itzeidn
para nezclar. A esta colueidn se aficden 10,0 ml. (9,55
5r.y 0,0336 mol.) de titznato de tetraisopropilo con bue-
no azitacidn. EL éster orto se hidroliss inmedistemsnte
formando un nrecipitado blanco que gradualmente se rveli-
suelve formando una solucidn elara. Entonces eets solu~
cidn es vevestids sobre una lémina greneads de aluninio,
ge seca y sengibiliza con una =olucidn acuosa ailuida de
resina de diazo como en el Ejemplo 5. Despuds de ernues-

ta y revelads grropladanente, como cen el Ejemplo 6, 1o

golueidn de flioborato de Hitanilo wroduce una sunsrficie
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hidrdiila quo se presta wars imprimir. Bs posible obtener
reveptinientos similares sobre los sonories nombrados en

el Ljemplo 1.

Liemnlo 4 - Prenaracidén de una Comwosicidn Revegtidors de

Acido Pertitinico

El titanato de tetraisopronilo se aﬁade>d‘dna 80
lucidn acuosa diluida de perdxido de hidrdseno del mismo
nodo mencionade en el ejemplo anterior. El produc%oABlann
co nor hidrélisis se torna amarillo rdpidomente y se¢ disuel
ve srodualmente vara producir una golucidn clara dereolor
smarillo. Una composicidn vparticular util para anlicacidn
como en sl Bjemplo 1 contiene 0,045 mol, nor litro de ti-
tanio y 0,307 mol. wor litro de perdxido de hidrdgeno. El
cardcter hidrdfilo de la superficie obienida es mejorado
sccando a una temperatura elevada. BEs nosible obtener re-~
vestimientos similares sobre log sovnories nombrados en el

Ejemplo 1.

Ejennlo 5 - Resina de disso

Se wrepara una resing de diazo mezclando 34 sra
mos de gal doble de sulf=to de p-diasodifenilamina~cloru-—
ro de cine con 135 gramos de fcido sulfurico concentrado
cue e ha enfriado a una temperatura de ~109C. La mezcla
ge agite mientras se mantiene la temperaturs a menos de
3eC, ¥ se afiaden 3,25 gramos de paraformaldshido y 6,05
zr. de cloruro de cadmio anhidroso. La viscosidad aumenta
durante un periodo de medis hora aproximademente y la mez
cla se torna homogénes. La mezcla entonces se vacia sobre

150 zremos de hielo y se agite hasta que el hielo se de-
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rrite, el precinitaio amarillo se filtra, redisuelve en @ uo,

se ronrecipifte en dos litros de alconol isopropilico, se
Filtre ¥ seca bajo vaclo en la oscuridad. So obuienen 28

gremos. Lota resina es una resgina de dlazo estabilisada.

3.

Sjemplo 6

t

El aluminio greneado y tretado de log Ljemmlos
1y 2 e¢s entoneces senglivliliszado nor imersidn en una solu

N . N - . ¢
idn acuose diluids de resina de diazo al 2%, se pasa vor

[

entre dos rodillos de gona para remover el exceso 4o solun
cidn v se seeca. Cuando se¢ expone o una distencia de 24

mulgadas aproximadamente, a través de un negative, de una
limpara dc arco entre carbones alimentada con 220 voltios,
de luz de alte infensidad, en una impresora Hudre, los Zo

2

nas ezmuestas se endureceil.

Ias zmonas no expuestas de la regina de Jdiazo &
eliminan lavando con asua. Entonces lg imagen es barniza-
da con bayniz disronible comercialmente para eze fin.

Lo plancha entonces se monts en la prensa 1ito-
srdfica de imprimir y mroduce 90.000 covlas satisfocto-

rias. Se ha encontrado que las planches pressnsibvilizales

. ’
nreparsias 4z acnerdo con este ¢jemplo duran nes e dos

aflog cuardadas.

Ejemnlo 7 = Preparoeidn de un Sensibilizador de lsgina de

Diazo wreferido

Se provee un vago de 800 ml. enuipsdo con asita
Jor de tivo de hélice, mecdnicamente impulsado ¥ con en—
3

friemiento externo. Al vaso de la reosccibn se cchen 540

are (5,35 mol.) de dcido sulfivico al 96% se-uidos wor

- 14 -
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la adicidn, en vorciones, de 138 zr. (0,377 mol.) de Sen-
sibilizador DP (doble sal de sulfato de p-diazodifenilamni
naecloruro de cine, obtenida de la Fairmount Chemical Come
pany) con agitacidn a 25-352C, hasta completar laiéisoluu
cidn. lUntonces la mezecla se enfria y se mantiene on 02C,
durante la adicidn sradual de 100 ml. (0,592 mol.) de
deido fluobdrico al 40% se-midos por la adieidn de 13,0
zre (0,432 mol). de naraformaldehido, con agiﬁaoiép VigGOm
roga, wars proveer una dispersidn rdpids ¥y uniforme del
parafornaldehido. Entonces se afiaden otros 100 ml., (0,592
mol.) de dcido fluobdrico al 40%. La mezcla resultahte es
ahora de un color rojo mientras que antes de la udicidn
inicial de deido fluobdrico la solucidn tenis un color
castaiio. La mezcla reaccionante se agita y mantiene a 02C,.
durante un periodo de una hora y diez minutos y entonces
se vacla con buenz agitacidn en 800 gr. de hielo conte-
niendo 210 ml. (1,24 mol.) de dcido fluobdrico al 4%. El
precipitado que se forma entonces se¢ filtra y se recogo.
Ie vastilla himeda entonces se disuelve en 700 ml. de
fornamide dimetilica ¥y se refiltra. Bl filtrado claro en—
tonces se ajita dursnte la adi«idn de 220 gr. (0,965 mol.)
de cloruro de cadmio (CdCl2.2~l/2HéO) digueltos en 250
ml, 4e azua. El precipitado asi formado se filtra y reco-
ze. La pastille wincds entonces se affade a 2 litros de al
cohol izopropilico ¥ se agita vigorosamente vara producir
una substencia pastosa de vorticulas pequefias de bamafio
uniforme que se filtra, rocoge ¥ reforma del mismo modo
indicado uds arriba, en 1 litro de éter dietilico. Ia
subgstancia pastosa aguada entonces se filtra, recoge ¥

sace, al vacio a la temperatura de la habitacidn teniendo

- 15 -
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el cuidndo Ge desbaratar la pastilla himeda nare aserurar

un secado uniforme, Zl rendimiento de resina es de 100

gr, en la forma de un polvo de color naranjo-amarillo ola

ro.
Ejemplo & - Freparacién de un Sensibilizador de Reeina de

Diazo IT

En un vaso de 1500 ml. se ectaron 1040 ~». de

foido eculfirico =l 965. El vaso esteba equipado con un

szitalor de veloeidad veriable. El deido asitedo oo on-
Prid o menog de 02C. con un hafio de acetons v hiele reco.

e poreidn de 272 sr. de sal DP de Frirmount
(Faipmount Chemiccl Compauy) y 26 gr. de maraformaldehido

ge mezelaron juntos completsmente en us a condieibn cees
7 depnede se afndieron en vorciocnes al deido, manteniendo

- .« 7

1o {euperature a menos de 5¢C. Ia adicidn tond 10 minutos.

[

Lo o-itocidn se continud dursnte 75 minutos, mantzniendo
lo tamerattre o moenos de 0&C,

Te colucidn de deoido se echd sobie une uescla
ie 2200 gv. de hislo machocado ¥ una solueidn de 1 librae
e cloruro de cadmio en 600 ml. de arua con busnd 2ito-

’7

cidn. So afiadid una noreidn de 3 litvos ds olcoiol lsonrg
pilico - 1o svbstancia -ectoma resulionie se £iltrd. b
nrecinitado se mezeld en 4 litros de amue 7 se ofodieron
3 mol. (624 zr.) de cloruro de bario. Bl =recinits.io ro-
sultonse se filtrd 7 deopude e exbrojo dos vecco GG LoX
clones do tres litros de solucidn de 0,75 mol. 4e deldo
hidrofludrico ¥ una tercera ves con dog litros de tiua deg

-

PR S
$ilads. Los Filitrados se coubinaron v se aiadld unc solu~

eidn de 1 librn de clornro de cadmio en ACO ml. deé ava,
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Zntonces se afindieron & litros de alcohol isopropilico y

- s -+
la —aste osvade e

11trd. Bl vroducto sc secd al vacio o

iy

9 o,

la tewperatura de la habitecidn. Bl rendimiento fue de

206 1.
Zjomnlo 9

-

Cuando los revegtimientos de diazo estabilizado
de log Ejemnlos 7-8 se usen en ldminag de aluminio giranea
do no tratalas, se ha encontrado que tienen una auracion
de elmacén de mds de dog ajos indicando la estabilidad de
la cane de¢ resina sin una subeaps. Cuando la doble sal,
no estabvilizada, de cloruro de cine del sulfato de p-diazo
difenilamina se aplica sobre la plancha tratada de alumi-
nio, la duracidn en almacén es de 3 meses anroximadamente.

Se hace constar que 51 bien se ha descrito el
eluminio sendricamente, varias aleaciones de aluminio
cacn dentro del alcance de nuestra invencidn asi como tam
bién los laminados de metal.

Las soluciones pars eliminar las zonas no endu-
recidas de la resina de diazo, no son preeisas. El azuna
se ouede usar, pero tambidn se prestan para el mismo fin
lss soluciones de zoma acuosas conocidas. También se pue—
den usar otros barnices disponibles comercialmente.,

Las resinas de diazo que se pueden emplear cn
nuestra invenoidn se vreparan, estabilizan y wsan en oscu
ridad o bajo iluminacidn amarilla. Por lo tanto, cuendo
estag resinas se aplican a ls plancha tratada, la opera-
cién de haecer el revestimiento se lleva a cabo bajo condi

cilones de iluminacidén apropiada de seguridad.

- 17 -
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El aluminio graneedo y tratado de los EZjemnlos
1 ¥ 2 es sensibilizado revistiendo con polimeros scasi-
bles a la luz usando la téonica del "torniquete". (Fl tor
niguete es un aparato del taller lijogrdrico, donde se
nonte ¥ fija la planche horizontal o verticalmente, marg
dar vueltas a una velocidad determinads parae reeibiv el
revestiniento sensible). El produeto "odak Photo Resist"
rinde una imagen nitida. Cuando se entinte, es vosidle
obtensr 50 copiag de ella, en la preansa litozrdiica, &1
producto "Kodal lletal Eteh Recist" se revela en cubsta se
suido de un lavado en asua para limplar ¥ se geca con
aire conprimido pars rendir wne imagen vigorosa y uitida.
Is imagzen resiste la frotacidn vrolongada. Ias comvosicip
nes sensibles a la luz del tipo descrito en la vatente nor
teamericana 2.948.610 se revelan con carbonato de sodio
2l 0,5% vara rendir imdscnes sdherentes receptores de tin
to. Bl vroducto "Azonlate Pogitop" reveledo con raovelador

"Popiton! rinde indgenes adherentes y vigorosas que rucs-

e

tran buena duracidn en la premsa. Las resinas de policar—
bonatogs sensibles a la luz del tipo descrito en la paben—
te norteanericana 3.043.802 se revelan en cubeta wars ren
dir imd-oones nitidas 7 recentorag de tinte. Una camlsidn
de haluro de pleda censible o la luz varn el méiodo de
imprcvién partiendo de un nesetivo, ez transnorthzis del
soporte dempesable a la superficle tratada. Despuds de la
activacidn, la gelatina no bronesads eg eliminads por la-
vedo.

Tl soporte tratado eg revestido con una cnul-

)

#idn de heluro de plata sensible o la luz comprendiendo
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ung primera capa de gelatina conteniendo un revelador oxi
dente y una sesunde capa conveniendo haluro de plata sensi

ble a la luz. Después de la activacién y entintado do la
superficic se obtlene una plancha litosrdfica satisfocto-
ria. .

Ia invencidn se ha deserito en detelle con re-
fercincia especial a formas vreferidas de la mismea, vero
¢ hace constar gue eg pogible hacerle variaciones y mo-
dificaciones dentro del ecpniritu y alcance de la invencién
como se ha deserito haste aqul y como se define en lag si

suientes reivindicociones.

N O 74

Ios puntos de invencidn propia v nueve que se
prescntan para que sean objeto de esta solicitud de Paten
te de Invencidn en Lgvaila, vor VEINTE afios, son los sgi-
suientes:

l.- Hejoras introducidas en la fabricacidn de
composiciones revestidoras nara proveer uno capa hidrdfi-
la, caracterizadas porque las mismas comprenden una solu—
¢cibn acuosa de un titonato de glguilo y por 10 nenos un
compuesto que eg capasz de digolver el +titanato en agua.

2.= lejores introducidas en la fabricacidn de
compogiclones revestidoras para proveer une capa hidrdfi-
la caracterizadas porque las mismas comprenden una solu-
cidn acnoss de un titanato de alquilo y por 1o menos un

compuegto que es capaz de disclver el titanato de agua,

- 19 -
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comnuesfto escozido de la clase que consiste en gdeido fluo
silicico, dcido hidroflubrico, dcido Flucbdrico, werdzido
de hidrdgeno y una mezeclsg de perdzido de hidrdseno y deido
fosférico.

3.~ Hejoras introducidas en lao fabricaciéﬁw&e
conposicionss revestidoras vars proveesr ung superficie hi
dréfila caraclerizadas porque las mismas comprenden una
golueidn scuoga de un titanato de alquilo y deido ludsi-
licico.

44= Tiejoras introducidas en la fabricaciodr de
composiciones revestidoras para proveer una superiicie hi
dréfila caracterizadas norgue las mismas comprenden un
golucidn acuosa de un titanato de alguilo y dcido hidro-
fludrico.,

5.~ liejoras introducidas en lo Ffabricecidn de

comnogiciones revegtidoras Hera provecr une suneriicie hl

—

drdfile caracterizadas porque lag misngg compronien une

soluecidn acuvosa de un titanato de alouilo y deido Fluohdri

6.~ lejoras introducidas en lo Tabricacidn de
composiciones revestidoras nara provecr una suneriicie hi
Ardfile caracterinadas noraue las mismos comprsnden una
polueidn acuose de un titanato de alquilo y perdxido de
hidrdzeno.

Te= lejorss introducides en la fabriecsncidn de
composiciones revestidoras rars vproveer ung superiicle hi
aréfila carscierizadas v orgue las mispsg comprenden una
eolucidn acuosa de un +titanato de alquilo, perdzido de ni

drdmeno vy deido fosfdrico.

j .
‘

8.~ Hejoras de acuerdo con la reivindicccidn

20 -
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serun leg cvales se uven un conruesto suwficientens:
colutivo ~nrs former una solucidn acuosa.

Ilejoras introducidas en la fabricecidn de

o

Q g
campogsicioncs reveotidoras nara proveer una cops hiArdfi-

5 la. .
se ha descrito cn la Liemorie Qué an-

Tel ¥ como
teccde, renregentado dibujo que se acompeila y para
log fincs que se han sone
conshe

Pata Memoris o

’ .
a meguing »or una aola care.

10 23

Kadrid,
P. 4,
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